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Purificacao de po de quartzo para aplicacao em silica glass \\‘
utilizado em alta tecnologia _—
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Palavras chaves: Quartzo — Lixiviacao - Silica glass

Introducao

* O Brasil € um dos maiores detentores de jazidas de guartzo, matéria-
prima largamente utilizada na industria de tecnologia avancada para a
fabricacao de silica glass, a qual exige um pd de quartzo de alta
pureza.

*Na purificacao do po de guartzo, a lixiviacao € uma das técnicas mais
utilizadas, tendo como principio dissolver as impurezas em uma
solucao acida com alto poder redutor, formando sais soluveis gue
possam ser solubilizados e eliminados facilmente em agua.

* Por meio desta técnica, este trabalho realizou diversos ensaios de
lixiviacao buscando uma melhoria do processo de purificacao de
guartzo, estudando parametros como tipo de solvente e temperatura de
lixiviacao.

* Ainda, realizaram-se testes de fusao pelo método de Verneuil para
correlacionar o efeito da lixiviacao na fabricacao de silica glass.
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Figura 1. Fator de purificacao das amostras de Diamantina.
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Figura 2. Concentracao de imp
das amostras de

Conclusoes
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Metodologia
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* Originario de Diamantina, MG
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* Agua ativada com ultrassom

* HCI, H2SO4, HF + HCI
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* Originario de Sao Joao del-Rei, MG

* Temperaturas: ambiente, 60°C e 100°C

* 6 horas
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